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ZASTOSOWANIE

Nowoczesny preparat czyszcz¹cy oparty na Nanotechnologii. 

Usuwa zabrudzenie z osadów kamiennych z powierzchni 

ceramicznych, armatury sanitarnej i kamienia naturalnego . 

Formu³a chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach 

czynnych ICP® Intelligent Chemical Properties usuwa nawet 

stare zabrudzenia nie naruszaj¹c czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB U¯YCIA:

1. Równomiernie spryskaæ zanieczyszczon¹ powierzchnie 

2. Odczekaæ kilka-kilkanaœcie sekund nie dopuszczaj¹c do zaschniêcia p³ynu

3. W przypadku silnych zabrudzeñ u¿yæ g¹bki lub miêkkiej szmatki

4. Sp³ukaæ du¿¹ iloœci¹ wody

Œrodek do usuwania osadów z kamienia jest produktem 

przyjaznym œrodowisku. Przechowywaæ poza zasiêgiem 

dzieci. Unikaæ kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami 

dok³adnie przemyæ je wod¹. Nie stosowaæ w po³¹czeniu 

z innymi preparatami. Zawartoœæ 500ml. 

ŒRODEK
do usuwania
osadów z kamienia

Okres trwa³oœci 5 lat
ooPrzechowywaæ w zamkniêtym opakowaniu, w temperaturze +5 C do +25 C

Made in EU

500ml
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